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▪ 별도 Pulse 인가 장비 없이 DC 신호만으로 다양한 Pulse 조건들을 변화하며 인가할 수 있는 TEG를 설계하
였고 동작을 검증함.
▪ 제작된 조각 웨이퍼 위에 <그림 4>와 같이 후속으로 뉴로모픽 소자 집적공정을 진행하고, 집적된 소자의
Pulse에 따른 전기적 특성 변화를 평가할 수 있을 것으로 기대함.

▪ 새로운 소자 혹은 Technology 개발은 수많은 TEG를 통해서 이루어져 왔음.
▪ 뉴로모픽 소자는 다양한 조건의 Pulse를 인가하며 전기적 특성 변화를 평가하는 것이 필수적임.
▪ 따라서 본 논문에서는 Pulse의 개수, Amplitude, 방향을 조절할 수 있는 TEG를 설계하였음.

<그림 1. 일반적인 신소자 개발 단계>

<그림 4. 조각 웨이퍼 집적공정 모식도>

<그림 3. TEG 평가결과>
<그림 2. Pulse 특성 평가용 TEG 모식도>

▪ Pulse의 개수/Amplitude/방향, 세 가지 Parameter들을 DC 신호만으로 조절하여 뉴로모픽 소자에 인가할
수 있도록 설계함 <그림 2>.
▪ 평가 결과, 설계 의도에 부합하게 각 Parameter들이 조절되며 인가되는 것을 확인하였음 <그림 3>.
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